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Inimtegevuse tagajarjel tekkivad saasteained, millest peamiseks voib pidada
lenduvaid orgaanilisi ihendeid (LOU), avaldavad kahjulikku m&ju nii tervisele kui ka
keskkonnale. Sisedhku vodivad LOU-d eralduda ehitusmaterjalidest, méoblist,
puhastusvahenditest ja mitmetest muudest esemetest/ainetest. Fotokatallitiline
oksiidatsioon (FKO) on perspektiivhe, efektiivhe ja suhteliselt odav dhupuhastuse
meetod, mis annab toatemperatuuril LOU-de madalate kontsentratsioonide korral
hea tulemuse, seejuures lagunevad optimaalse protsessi tulemusena orgaanilised

Ohu saasteained veeks ja sisihapegaasiks.

Antud magistritéds uuriti pihustuspurolitsi meetodiga ning tetraisopropoksiidi ja
atsetlitilatsetooni suhtega 1:8 siinteesitud TiO2 Ohukeste kilede fotokatalltilist
aktiivsust. Toksilisuse ja laialdase leviku tdttu hoonete sisedhus valiti antud t66
mudelsaasteaineteks atsetoon ja atseetaldehltd. Kdesoleva uuringu eesmargiks oli
erinevate fotokatalltilise protsessi parameetrite moju uurimine atsetooni ja
atseetaldehitdi oksideerimisele; uuritud parameetrid olid suhteline niiskus,
viibimisaeg, algkontsentratsioon ja kiirguse allikas. Tulemusi vorreldi varasemate
andmetega, mis saadi suurema tetraisopropoksiidi ja atsetililatsetooni suhtega
pihustuspuroliiisiga slinteesitud dhukeste kilede aktiivsuse uurimisel (Dundar et al.,
2019).

Fotokatallttilised uuringud viidi labi pidevas reziimis to6tavas viiesektsioonilises
reaktoris, kus fotokatallisaatoriga kaetud klaasplaadi pind Uhes sektsioonis oli 120

cmz. Ainete kontsentratsioonide muutusi maarati infrapunase spektrofotomeetriaga.
Magistritdos labiviidud uuringu pdhjal saab teha jargmised jareldused:

1) Algkontsentratsiooni tdstmine 10 ppm-st kuni 40 ppm-ni pikendab atsetooni
okslideerimise aega 1,5 korda ning ei osuta olulist mdju atseetaldehiidi
okslideerimisele. Antud uuringu jaoks siinteesitud dhukesed kiled omavad piisavalt
korget aktiivsust: 18 ppm atsetooni ja 30 ppm atsetaldehildi lagunes

fotokatallsaatori juuresolekul (pindala 120 cmz2) 15 sekundi jooksul.



2) Viibimisaja vdahendamine 15,6 sekundist 7,8 sekundini mdjutab negatiivselt 10
ppm atsetooni oksiidatsiooni ent ei mdjuta 10 ppm atsetaldehliidi konversiooni

uuritud tingimustel.

3) Suhtelise niiskuse tdstmine 6%-It 40%-le mdjutab negatiivselt atsetooni ja

atseetaldehildi (10 ppm) konversiooni, vahendades seda vastavalt 2,5 ja 1,5 korda.



4) UV-A kiirgusega atsetooni ja atseetaldehliidi (10 ppm) okslideerimine toimub

uuritud tingimustel kaks korda kiiremini, kui néahtava valgusega.

Saab jareldada, et magistritd6 raames uuritud Ohukesed kiled on kdrgema
fotokatallltilise aktiivsusega vOrreldes nanokiledega, kus titaanisopropoksiidi ja
atsetiililatsetooni suhe oli 1:4. Seda tdestab uuritud kilede voime lagundada
atsetooni ja atseetaldehilidi, mille kontsentratsioon on vdhemalt kaheksa korda
korgem vorreldes Dundar et al. (2019) uurimistdds saadud tulemustega ning lisaks
vOime lagundada taielikult saasteaineid ndhtava valgusega. Sellest voib jareldada, et
antud dhukesed kiled omavad suurt potentsiaali uuritud saasteainete eemaldamises
ning tulevikus v&ib pdorata tdhelepanu ka teiste, nt aromaatsete, LOU oksiideerimise

uurimisele.



